
像素等級可見光聚焦影像之多工導引器

摘要

本發明係提供一種可人為設計、多種窄頻波長、多工導引聚焦之超穎透鏡 ， 係基
於複合式金屬/介電質奈米天線之超穎介面所設計。經由本發明之技術特 徵 ， 本發
明可用於多工分光、多工導引聚焦光線於任意數個特定空間平面 ， 於像素等級尺
度下建構出光導引聚焦元件。

技術優勢

傳統濾光、聚焦、分光等功能皆為個別的單一光學元件所達成 ， 例如濾波器、聚
焦透鏡.、分光鏡。然而 ， 諸如此類的應用受自然材料的光學特性以及設計原理的
限制 ， 使得單一裝置體積普遍較大 ， 並且必須使用組裝方式建構所需要的多功能
性 ， 例如感光元件上的濾光片與微透鏡的組合。 另 一方面 ， 由次波長結構建構之
超穎材料或超穎介面有效擴展了光學等效折射率與相位的調變範圍 ， 比起利用自
然材料製作之光學裝置如透鏡具有更多功能的延展性與體積超薄的優勢。本發明

以金屬/介電質的奈米天線特性與設計 ， 製作工作於多個窄頻波段的多工光導引聚
焦透鏡 ， 單一元件同時兼具濾光、聚焦、分光之功能 ， 並且可以微小化至微米像
素等級。
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